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Urzadzenie do suszenia chloru
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Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do su-

szenia chloru, zwlaszcza powstajagcego w wyniku
elektrolizy na przyklad roztworu soli kuchennej.

Chlor wytwarzany w warunkach produkcyjnych
zawiera stosunkowo duza ilo§¢é pary wodnej i ja-
ko substancja wysoce agresywna powoduje koro-
zje urzadzen, instalacji itp., dlatego tez istnieje

‘konieczno§é przeprowadzania takiego zabiegu, aby

_maksymalna ilo§¢ wilgoci zostala usunieta. W do-
tychczasowej praktyce jako czynnik suszacy sto-
suje sie¢ stezony kwas siarkowy.

ZazwyczaJ chlor jest suszony w skruberach wy-
‘pe!monych pier§cieniami Raschiga zraszanymi kwa-
sem siarkowym, przy czym najczeSciej aparatura

“ taka sklada sie¢ z trzech skruber6w polaczonych
szeTegowo. Ux_'zadzenie takie obejmuje takze od-
. powiednia ilo§¢ pomp i zbiornikéw cyrkulacyjnych,
co wymaga duzej powierzchni zabudowy, a sam
przeplyw “chloru jest utrudniony ze wzgledu na
duze opory na jego drodze.

- Inne rozwxqza‘me polega na tym, ze chlor prze-
-puszcza sie przez aparature, w ktérej kwas siar-
kowy jest rozpylany za pomocg dysz. Jakkolwiek
w. tym przypadku stosuje sie kwas siarkowy o
duzej czystosci, to jednak wystepuje tu zatykanie
si¢ otworéw dysz rdéinego rodzaju osadami z za-
nieczyszczef chloru, kwasu lub instalacji. W obu
tych rozwigzaniach stopient osuszenia chloru nie
przekracza 0,05% zawarto$ci wody, co w wielu
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wypadkach nie odpowiada wymaganiom przetwoér- -
czym. :

Do suszenia chloru stosuje sie tez osuszki tur-
bulentne, w ktérych kwas siarkowy jest rozpy-
lany poprzez wirujacy azurowy kosz, lecz wyste-
puja tu trudnosci zwigzane z uszczelnieniem ele-
mentéw wirujgcych, ktére wymagaja tez czestej
wymiany, a ponadto, metoda ta w eksploatacji
jest kosztowna ze wegledu na duze wydatki ener-
getyczne.

Znane jest takze urzadzenie do oczyszczania ga-
z6w gléwnie z czesci stalych, na zasadzie wytwo-
rzenia piany czynnika oczyszczajacego w aspekcie
rozwiniecia jego powierzchni, co znacznie zwiek--
sza skutek oczyszczenia. Urzadzenie to sklada sie
z kolumny o jednolitym plaszczu, w ktérej umiesz-

* czone sa przegrody sitowe, przez ktére przeplywa.

od dolu gaz, jaki jest poddawany czyszczeniu.
W bocznej czesci korpusu tej kolumny znajduje
si¢ kréciec doprowadzajacy ciecz oczyszczajaca,
ktéra dostaje si¢ najpierw do przestrzeni zamknieg-
tej syfonowo, stanowiacej prég spietrzajacy, skad
po osiagnieciu poziomu pélki rozlewa  sie na niej.
Przeplywajacy przez otwory poélek gaz powoduje
pienienie sie cieczy oczyszczajgcej, ktéra dalej
przedostaje si¢ na kolejna pélke na nizszym po-

. ziomie, przy czym przy kaidej pélce znajduje sie

analogiczny prog spietrzajacy, jak przy pierwszej
pllce gbébrnej. Gaz oczyszczany wprowadzany jest
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do tej kolumny za pomocg dyfuzora umieszczone-
g0 w jej wnetrzu.

Jednakze urzadzenie takie, stosowane z powo-
dzeniem na przykiad do oczyszczania powietrza,
azotu itp., glownie z czeSci statych, nie nadaje
sie do suszenia chloru. W przypadku gdy ma sie
do czynienia z mediami silnie agresywnymi, jak
kwas solny wystepujacy w osuszanym chlorze i
kwas siarkowy, bedacy czynnikiem suszacym, ope-
racja suszenia musi byé przeprowadzana w spo-
s6b ciagly z duzym skutkiem w mozliwie najkrot-
szym czasie, bez czestych przestojow remontowych.

Jak wykazaly liczne proby, osad z kwasu siar-
kowego i ewentualnie z chloru gromadzi sie W
przestrzeniach syfonowych, zamykajac w .stosun-
kowo krétkim czasie przeptyw kwasu na péiki, co
pociaga za soba konieczno$é¢ czestego wylgczania
urzadzenia z produkcji dla jego oczyszczenia. W
miare gromadzenia sie¢ tych osadéw zmniejsza sie
tez stopieni osuszenia chloru. Okazalo si¢ réwniez,
"#e w przypadku suszenia chloruy, powstajaca na
- pblkach piana nie ma  wystarczajacego stopnia
rozwiniecia, bowiem jedynym czynnikiem powo-
dujacym pienienie sie¢ kwasu siarkowego jest prze-
plywajacy przez szczeliny chlor.
 Zasadnicza niedogodno$é stanowi wigc koniecz-
no§¢ utrzymywania stalych warunkéw cdoprowa-
dzania na poéiki kwasu siarkowego o warstwie
tak dobranej, aby przeplywajacy z odpowiednig
‘predkoScig chlor wywotat pienienie si¢ kwasu siar-
kowego a nie pozwalal na przedostanie sie kwasu

przez szczeliny pélek, przy jednoczesnym zapew- -

nieniu dobrej wydajnosci suszenia. Dodatkowg wa-
da znanego urzadzenia jest sama jego konstrukcja,
uniemozliwiajgca jego latwe rozbiera'tlie i czysz-
czenie.

Celem wynalazku jest uniknigcie wyzej wymie-
nionych wad i niedogodno§ci przez opracowanie
prostej konstrukcji latwo rozbieralnego urzadzenia
do suszenia chloru, ktére zapewniloby wysoki sto-
piei suszenia w sposobie cigglym oraz znaczny
skutek suszenia w mozliwie najkrotszym czasie.
Dla osiggniecia tego celu zostalo przede wszystkim
wytyczone zadanie znalezienia takiego rozwigzania,
w ktérym podawanie kwasu siarkowego na poiki
o zmiennym natezeniu przeplywu,  w zaleznoSci
od- wielkoéci przeptywu chloru, nie powodowatoby
gromadzenia sie osadéw i gwarantowaloby powsta-
wanie piany o duzej powierzchni rozwinigcia, na-
wet przy mniejszej predkoSci przeplywu chloru
przez otwory pélek.

W wyniku dlugotrwalych badan stwierdzono, Ze
‘'zagadnienie to mozna rozwigzaé dzieki zabudowa-
niu kolumny zlozonej ze skladanych, silnie moco-
wanych  segmentéw, miedzy ktérymi umieszczone
sg wymienne pélki ze szczelinami zwezajgcymi
sie ku gérze z kulistym zakonczeniem, na ktére
w odlegloSci okolo 1/, poprzecznej jej dilugosci od
§ciany korpusu kolumny, jest doprowadzony kwas
siarkowy za pomocag kr6écow.

Dolny koniec tego kr6éca jest umieszczony w
studzience, kt6rej $cianki posiadaja w gérnej cze-

§ci otwory i obejmujg co najmniej jedng szcze-

line p6lki. Pomiedzy p6lkami znajdujq sie rury
przelewowe dla kwasu siarkowego, przy czym w
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srodkowej czesci kolumny rury te sq wygiete po-
ziomo i wyprowadzone na zewnatrz do chtodnic,
gdzie nastgpuje ozigbianie kwasu, ktérego tempe-
ratura juz w strefie pierwszego goérnego segmentu
wzrasta. Wszystkie elementy tego urzadzenia sg
wykonane z tworzywa chemoodpornego.

Urzadzenie wedlug wynalazku odznacza si¢ ma-
lymi. gabarytami i nie wymaga duzej powierzchni
zabudowy, dodatkowych instalacji i wyposazenia
dodatkowego, a dzieki daleko posunietej herme- -
tyzacji, warunki bezpieczenstwa ulegly znacznej
poprawie w poréwnaniu do dotychczas stosowanej
aparatury do suszenia chloru. Prostota konstrukcji
daje pewno$¢ bezawaryjnej pracy urzadzenia z du-.

'z3 wydajnoscia i z wysokim skutkiem suszenia,

ktére latwo moze byé rozbierane dla przeprowa-
dzenia okresowych przegladéw i ewentualnych re-

"montéw. Dodatkowym udogodnieniem jest latwo$é

wymiany samych pélek.

Przyklad wykonania urzadzenia wedlug wyna-
lazku uwidoczniono schematycznie na rysunku, na
ktéorym fig. 1 przedstawia widok urzadzenia z bo-

ku a fig. 2 — schemat rozwigzania w fragmencie
dotyczacym odprowadzenia kwasu siarkowego na
poike. :

Urzadzenie sklada si¢ z cylindrycznej kolumny 1,
zamknietej od dolu, ktérej szczyt wyposazony w
lapacz kwasu 2, stanowi ujScie dla wysuszonego
chloru, posiadajgcej w goérnej czeSci wlot 3 dla
kwasu siarkowego, a w -dolnej czesci wlot 4 dla
osuszanego chloru i wylot 5 dla masyconego wil-
gocia kwasu siarkowego, oraz z perforowanych
wymiennych pélek 6, ktdére rozdzielajg kolumne 1
na poszczegblne odigczalne segmenty. Do pierw-
szego goérnego segmentu od wlotu 3 wprowadzony
jest pionowo wyprofilowany kréciec 7, ktérego
dolny koniec w poblizu pétki 6 otoczony jest stu-
dzienka 8, ktdérej $Scianka w swej gérnej czeSci
ma otwory dla przeplywu kwasu siarkowego.
Przez pierwsza gérna pélke 6 przechodzi pionowa
rura 9, ktérej gérny koniec nieco wystaje nad jej
powierzchnie a dolny koniec umieszczony jest w
identycznej studzience przy mnastepnej poéice 6, po-
dobnie jak w strefie pierwszego segmentu. W seg-
mencie trzecim, po przeciwnej stronie do rury 9
znajduje sie analogiczna rura 10, przechodzgca
przez kolejng péOlke 6, wyprofilowana poziomo,
ktérej koniec odprowadzony jest na zewngtrz do
chlodnicy. Z tej zewnetrznej chlodnicy doprowa- |
dzona jest do kolejnej péiki 6 wyprofilowana pio-
nowo rura 11, ktérej koniec réwniez umieszczony
jest w studzience takiej, jak studzienka 8. Kolej-
ny segment z rurami 12 i 13 jest identyczny jak
segment poprzedni i w tym obszarze kwas siar-
kowy jest tez oziebiany w drugiej zewnetrznej
chlodnicy. W dolnym koncowym segmencie znaj-
duje sie pionowa rura 14, ktérej gérny koniec
przechodzi przez ostatnig p6ltke 6 a dolny koniec
znajduje sie w poblizu dna kolumny 1.

Urzadzenie wedlug wynalazku dziala w spos6b
nastepujacy. Poprzez wlot 3 kwas siarkowy rurg 7
przedostaje sie do studzienki 8, w ktérej prze-
dostajacy sie szczelinami z pierwszej p6étki 6 znaj-
dujacymi sie¢ w obrebie studzienki 8 chlor, wywo-
luje barbotaz, w wyniku czego kwas przedostajgc
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s\fq przez otwory w $ciance studzienki 8, rozlewa-
jac sie po poélce 6, pieni si¢. Pienienie si¢ kwasu
potgegowane jest na catej powierzchni poélki 6
przez chlor przedostajycy sie przez jej szczeliny,
ktorych ksztalt powoduje zwiekszenie przeptywu
chloru i jego zawirowanie. Rurami 9, 10, 11, 12
i 13 kwas siarkowy przedostaje sie na kolejne
p6tki 6 w poszczegdlnych segmentach, gdzie pie-
nienie przebiega analogicznie jak na pierwszej poél-
ce 6. W obszarze ostatniego segmentu kwas siar-
kowy po nasyceniu sie wilgocia przedostaje sie
rurg 14 na dno kolumny 1, skad odprowadzony
jest wylotem 5 do zbiornik6w. W srodkowych seg-
mentach kolumny 1 kwas siarkowy jest wypro-
wadzany na zewnatrz, gdzie jest ozigbiany w spe-
cjalnych chlodnicach. Wilgotny chlor wprowadza
sie w dolnym segmencie kolumny 1 wlotem 4
a przedostajgc sie przez szczeliny pbdtek 6 z pred-
koScig 5—25 m/sek, styka sie ze spienionym kwa-
sem siarkowym na powierzchni pélek 6 i osusza
sie. Pozbawiony wilgoci chlor z gérnego segmentu
kolumny 1, zasypany jest poprzez wylapywacz
par kwasu 2 usytuowany w szczycie kolumny 1
i za pomocg urzadzen przetlaczajacych kierowany
jest do wlasciwych pomieszczenn produkcyjnych.
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Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzcnie do suszcnia chloru za pomoeg
kwasu siarkowego z perforowanymi p6tkami sta-
nowigcymi poprzeczne przegrody pionowej cylin-
drycznej kolumny, znamienne tym, ze krééce rur
przelewowych (7, 9, 11, 13), doprowadzajgce kwas
siarkowy na poszczegblne pétki (6), s umieszczo-
ne w studzienkach (8), przy czym S$cianki studzie-
nek (8) w swej gornej czeSci posiadajg otwory,
obejmujgce swcim obszarem co najmniej jedna
szczeline péiki (6).

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,
ze rury przelewowe kwasu siarkowego (10, 12)
w Srodkowej czeSci kolumny (1) s3 wyprowadzone
na zewnatrz kolumny do chlodnic, gdzie nastepujo
ozigbienie kwasu. i

3. Urzadzenie wcdlug zastrz. 1, znamicnne tym,"
ze poOiki (6) maja szczeliny zwezajgce sie ku gé-
rze, powodujgce zwiekszenie predkosci przepilywu
chleru, ktére w goérnej swej czeSci posiadaja ku-
liste przestrzenie, powodujgce zawirowanie chlory
nad powierzchnig pétek (6).

2
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